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"Perfeccionemientos en los procedimientos de ob
tencidn de filaturas en polfmeros o copolfmercs

a base de scrilonitrilo®.

. | :
4 Foloitands: CRYIOR, entidad francesa, residente en:

21, rue Jean Goujon, PARIS, Francia.
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_ En la Patente Espafiola nf 204,722 de

la Société Rhodiaceta, se ha descrito un proce

o o dimiento para la filatura de soluciones de po-
~ 1i{mercs a base de acrilonitrilo, en disolven--

tes o mezolas disolventes de punto de ebulli-—-
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eidn elevado, procedimiento que tiene como una -

-2 - , i i y ﬁ,go/c i

de sus caracterfsticas la temperatura de las pa

redes de la cémara evaporatoria, inferior a -

"~ 1002, y que puede descender incluso hasta 402 o

308, -

LAl éontinuar estos estudios sobre 1la
filatura de las soluciones de estos poliﬁeros o]
copolimeros en los aisolventes’ da punto de sbu-
1lici6n elevado, se ha observado, y esto consti
tuye el objeto de §ste invento, en el gue han -
colaborado los Sres. Paul-dacques Corbidre y -

Jean Rosset, que las composiciones de este tipo

- pueden hilarse en cémaras evaporatorias cuyas -

paredes estén a temperatura todavfa inferior a
la mas baja indicada en ls Patente citada e in-
cluso a temperaturs inferior a 02, por ejemplo

-202, en igualdad ds todas las domés condicio—
nes de trabajo del procedimiento en dicha Paten
te deserito. ,
' Este comprobacidén resulta especialmen
teVSOrprendente, dado que en ios procedimientos
haeﬁa shora conocidos, jamds se habia propuesto
el hilar por evaporacidn soluciones de polime—
roa;en disolventes, mas que realizando la expul
sién en cémaras cuyas paredes se hallaran a tem
perﬁturgs superiores al punto de ebullicidn del
Qisolventé o proximas a éste, y al presentar la
Bolfoitud de la repetida Patente, se habia con=-
siderado que la posibilidad de trabajar con'pa-

redes de 30 - 402, para un disolvente que hiir——
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viera a unos' 1502, e¢ra realmente inesperada.

Se ha 6bservado que el trabajar a o8-
tas bajas temperaturas es especialmente favora-
blejpara la obtencidn de hilos poco coloreados
¥y adecuados para resistir ulteruores operascio—
nes de estirado. Estos hilos,‘éomo los da la -
Patente indicada, tienen una seccidn transver-—
salide contorno denticulado.

' Los pqlimeros o copolimeros suscepti-
bles de utilizarse en el procedimiento de este
invento, como en el caso ds la Patente citada,
desde luego, pueden ser de poliacrilonitrilo, -
o de un polimero que contenga, como minimo, 85%
de écrilonitrilo ¥y un compuesto no-saturado, po
Jimérizable, tal como metgerilonitrilo, &cidos
y esteres acr{licos y metacrilicos, éteres y es
teres vin{licos, tales como clorurc y acetato -
de vinilo, cloruro o cianuro de vinilideno, es-
‘tireno, butadieno, etc. Pueden tambidn utilizar
se mezclas de poliaorilgnitrilo y de polimeros
0 oopolimeros de los compuestos polimerizables
qﬁe acaban de mencionarse; dichas mszclgs han -
de contener siempre, por lo menos, el 85% de po
liacrilonitrilo.

| Entre los disolventes y mezelas disol
ventes de elevado punto de ebullicidn, utiliza-
blesjen este invento, pueden citarse las dimeti
lamiﬁas, como lg dimetilformamida, la dimetilg-
deﬁa&ida, la buiirolactona, la valerolactona, =

solas o mezcladas entre si, o con otros compues
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toa; la ciclohexanona, por ejemplo. > K

K Tos ejemplos sigulentes, en los que.-ﬂ-
laagpartes son ponderales, se facilitan a t{tu-
1o indicativo y no limitativo, para aclarar es-
te invento. -
EJEMPLO 1. |
Unaimezcla formada por 36 partes de un poliaseri -
lonitrilo cuya viscosidad especifica medida g -
202 on solucidn al 0,2 % en la dimetilformamida
es de 0,320; y 64 partes de dimetilformamida, -
Se amasa y luego se eleva a 150%, y se somete a
extrusién en una hilera de 32 orificios de 0,13 -
mn. de didmetro, en la cémara evaporatoria del
aparato degerito en la Patente Prancessa n¢ -
913;915 del 24 de Agosto de 1.942, cuyas pare—
des se mantiene a 17 - 189, por wna cireulacion
de égua. |

El disolvente que permanece en el hi-

lo, ‘se elimina por un lavado con agua, hasta od
fener una proporcidn de disolvente en el hilo -

tan reducido como 2 a 3%,
Después del estirado, tiene una resis

tenéia kilométrica de 28,6 y un alargamiento o

dilatacién de 12,7%.

EJENPLO 2

Uﬁa;composicién que contiene 38 partes del polia
criionitrilo empleado en el ejemplo 1, y 62 par

tes de dimetilformamida, se eleva & 1452 y se =

somete a extrusién & través de una hileras de 32

orificios de 0,13 mm. de didmetro, en una céma-
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ra evaporatoria del tipo corriente, sin retorno
a la hilera de los gases separados del disolven
teo, ¥ duyas paredes se mantienen entre -10 y -~
=202 por ung envoltura que contiene salmuera. -
El 5110 8o lava ¥y so estira. Se obtiene un hilo
muay limpio, coh una resistencia kilométrica =~
igual & 35 y una dilatacién de 13 %.
N O T A

Descrita suficientemente la naturale-

za del invento, as{ como la manera de realizar-
1o en la préctica, debe hacerse constar gue las
disposiciones anteriormente indicadas, son sua-
ceptibles de modificaciones de detalle, en cuan
to no alteren su principio fundamental, siendo
lo que constituye ls esencia del referido inven
to j;por lo que se solicita Patente de Intro--
duccién“por 10 afios, en Espafia "Perfeccionamien-
tos en los procedimientos de obtencion de fila~
turas en polimeros o copolfmercs a base de acri

lonitrilo", caracterizandose por lo siguientes
- 18 ,- “Perfeccionamientos en los proce

dimientos de obtencidn de filaturas en polime—-
ros o copolimeros a base de acrilonitrile®, a =
partir de una disolucidn en disolventes o mez-—-
clas de disolventes de punto de ebullicién ele-
vado; caracterizados porque la temperatura de -
las paredes de la cémara evaporatoria es infe—
rior a los 30%C,

2%,~ Perfecoionamientos, segin 1%, cg

racterizados porque las paredes de la cdmara -
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evaporatoria estén a una temperatura inferior i
a 02C,
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38.- "Perfeccionamientos en los prp
cedimientos de obtencién de fileturas en poli
mexros o copolimeros a base de scrilonitrilol;
tal y como gqueda substencialmente descrita en
la presente Memoria.

' Bsta Memoria consta de seis hojas -

escritas a mégquina por una sola cara.

Madridf § THC. 1962
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